Informacja o wptywie dziatalnosci wykonywanej przez jednostke organizacyjna na zdrowie
ludzi i na sSrodowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej
Pracownia RTG Stomatologiczna i Gabinet RTG Stomatologiczny

ul. Stanczyka 8 B/ LU 1, 30 - 0126 Krakéw

Numer NIP 7542681810 Numer REGON 160319980

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32¢ pkt.2

J Jednostka wykonuje dziatalnos¢ zwigzang z narazeniem na promieniowanie
jonizujace, polegajace na : Badaniach stomatologicznych zewnatrzustnych
Badaniach stomatologicznych wewnatrzustnych

e uruchamianiu i stosowaniu urzadzen wytwarzajgcych promieniowanie jonizujace;
zezwolenie PWIS/ wymieni¢ aparaty rtg/:
- Aparat RTG pantomograficzny do zdje¢ stomatologicznych, zewnatrzustnych:

Model aparatu rtg: Planmeca ProMax 2D, numer fabryczny aparatu rtg: RPXV2056500
DECYZJA Nr 2/185/2024 z dnia 30.12.2024
- Aparat rtg stomatologiczny, punktowy do zdje¢ wewnatrzustnych:

Model aparatu rtg: Planmeca ProX, numer fabryczny aparatu rtg: IPX049994
DECYZJA Nr 2/185/2024 zdnia30.12.2024

uruchamianiu Pracowni RTG decyzja MPWIS — DECYZJA Nr 1/195/2024
z dnia 30.12.2024

Jednostka prowadzi kontrole narazenia pracownikéw przy pomocy:

o dawkomierzy srodowiskowy - w ciggu minionych 12 miesiecy zmierzona dawka
efektywna wyniosta: < 0.10 mSv

° Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne oston statych , ktérych wyniki
dostepne sg w protokole z Pomiaréw Oston Statych w danej Pracowni RTG.
Wyniki tych pomiaréw mieszczg sie w normie.

Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizujacego
/ Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna warto$¢ narazenia na promieniowanie jonizujace
WYynosi:
- pracownicy: 20mSv/rok;
- 0g6t ludnosci : 1mSv/rok.
Uwaga:
e na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza sie, ze dziatalnosé
w minionych 12 miesigcach nie miata negatywnego wptywu na zdrowie ludzi
i Srodowisko.

» Pracownia nie uwalnia do srodowiska substancji promieniotworczych.
*pomiary dozymetryczne : do wyboru : dozymetr indywidualny, dozymetr Srodowiskowy lub oba



